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Директору Института законодательства и 
сравнительного правоведения при 

правительстве Российской Федерации

Уважаемая госпожа Хабриева Талия Ярулловна!

China Talent and Technology Co.,LTD выражает свою признательность 
Институту законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 
Российской Федерации, и Вам лично, за прием делегации Legal Affairs Office of 
the People’s Government of Qinghai Province во время 26.09.2017г.

Каждый представитель делегации считает, что вопросы обсуждения им 
были полезными и встреча между специалистами двдух сторон заложила 
прочную основу для дальнейшего сотрудничества в сфере науки и творческих 
связей между двумя сторонами.

Особенно хотим поблагодарить и отметить ответственность вашей 
команды, благодаря которому данный визит прошел результативно и успешно.

Желаем Вам и Вашему коллективу новых успехов и достижений, а 
Институту -  дальнейшего развития и процветания! Надеемся на дальнейшее 
сотрудничество!

С уважением ,

Исполнительный директор СТТС
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